INFRASTRUKTUR

Das IOM verflgt Gber moderne Gerateausstattung und Forschungsinfrastruktur fir die Grundlagen- und industrienahe Forschung
und kooperiert mit anderen Forschungseinrichtungen und Unternehmen, um wissenschaftliche und technologische
Fragestellungen auf den Kerngebieten zu bearbeiten und zu relevanten Innovationen zu entwickeln. Das Institut beteiligt sich an
zahlreichen Kooperationsprojekten mit Forschergruppen in nationalen und internationalen Verbiinden und leistet mit seiner
Expertise innerhalb langjdhrig gewachsener Partnerschaften zu Unternehmen der optischen, chemischen und Halbleiterbranche
im In- und Ausland einen kontinuierlich nachhaltigen Beitrag zur wirtschaftlichen Zukunftssicherung in der mitteldeutschen
Region, Deutschland und Europa.

Technologieplattform zum effizienten und nachhaltigen Transfer von am I0OM entwickelten
strahlenbasierten Hochtechnologien und Entwicklung neuer Verfahrenstechnologien unter
industrienahen Bedingungen. Das betrifft insbesondere:

Reaktives lonenstrahlatzen (RIBE)

Universal Diagnostikplattform fiir reaktive lonenstrahlprozesse

Plasmajet-Verfahren zur Ultra-Prazisionsoberflachenbearbeitung

Beschichtungsmaschine zur Herstellung flexibler Gas-Barriere-Schichten im Rolle-zu-Rolle Verfahren

Elektronenstrahl-basierte Membranmodifizierung im Rolle-zu-Rolle Verfahren

Deutschlandweit einzigartige Infrastruktur fiir Grundlagenuntersuchungen im Bereich der
Materialwissenschaften und fiir industrienahe Projekte zur Materialmodifikation

Durchfiihrung zeitaufgeldster Untersuchungen zur Kinetik und Dynamik von elektronen-
induzierten Prozessen

Gezielte Modifizierung von (Oberflachen-) Eigenschaften sehr unterschiedlicher Materialien, z.B.
Polymere, Halbleiter, Diamanten, Hybridmaterialien etc.

Erforschung alternativer Praparationsmethoden fiir molekulare Schichten durch Abscheidung
massenselektiver lonen aus der Gasphase

Praparation von funktionalen Oberflachen mit Submonolagenbedeckungen von redox-schaltbaren
komplexen lonen fiir Anwendungen in der molekularen Elektronik

Multilagenabscheidungen metallorganischer Kationen fir Elektronenstrahl-induzierte
Strukturierungsprozesse fiir neuartige nanoskalige Feuchtigkeitssensoren mit hoher Empfindlichkeit

Entwicklung eines Aufbaus zur deterministischen Implantation einzelner lonen im Nanometer-
Bereich

Entwicklung einer Spiegelladungsdetektion zum Nachweis von lonenpaketen und einzelnen
hochgeladenen lonen

Maskenlose Implantation von lonen Uiber einen weiten Bereich von Energien und Ladungszustanden
Lokale Defekterzeugung in Festkdrpern durch maskenlose lonenbestrahlung

Branchenibergreifendes Netzwerk das Know-how von Technologie- und Materialentwicklern mit

+ den Anwendungspotenzialen von Produktherstellern verkniipft
Entwicklung von Innovationen und zukunftstrachtigen Wertschépfungswegen in der funktionalen
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https://de.linkedin.com/company/leibniz-institute-of-surface-engineering-iom
https://www.youtube.com/channel/UC57r_xd2WV-5-R1_mLlQ3Xw
https://www.researchgate.net/institution/Leibniz_Institute_of_Surface_Engineering_IOM/members
https://twitter.com/IOM_Leipzig
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Forschungsbereiche

Die wissenschaftlichen und technologischen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten am IOM konzentrieren sich auf vier Die vier Forschungsbereiche des IOM werden durch vier Ubergreifende Einheiten mit Querschnittsaufgaben unterstiitzt. Jede
Forschungsbereiche, welche gesellschaftlich relevante Fragestellungen von den Grundlagen bis zur Anwendung bearbeiten. Ziel ist Querschnittseinheit wird organisatorisch unabhdngig geleitet. Gemeinsam schaffen und férdern sie in ihren jeweiligen
es, neue Oberflachenfunktionalitdten und Anwendungen zu erforschen und zu erschliel3en. Funktionsgebieten systematische Verbindungen zwischen den Forschungsbereichen. Im Bereich Service zielen sie auRerdem auf

eine verbesserte institutsweite Nutzung der Forschungsinfrastruktur. Daneben nehmen die Querschnittseinheiten auch eigene
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben wahr.

Das IOM ist eine 6ffentlich geforderte Forschungseinrichtung und Mitglied der Leibniz Gemeinschaft. Unter VerknUpfung von natur- und
ingenieurwissenschaftlicher Expertise erforscht, entwickelt und nutzt das IOM strahlbasierte Methoden zur Herstellung und
Bearbeitung von Oberflachen und Materialien mit lonen, Elektronen, Photonen und Plasmen. Der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn
dient dem o6ffentlichen Interesse und Nutzen der Gesellschaft in zukunftsweisenden Anwendungsfeldern wie Optik, Halbleiterindustrie,
Energiewirtschaft, Biomedizin und Wasserwirtschaft. Das Institut liefert damit Beitrage zur technologischen Souverdnitat Europas. Das
IOM ist in vier Forschungsbereichen mit entsprechend thematischer Ausrichtung organisiert: Ultra-Prazisionsoberflachen, Barriere- und
Prazisionsschichten, Biokompatible und bioaktive Oberflachen, Oberflaichen poréser Membranfilter. Hinzu kommt ein strategischer
Inkubator, der als Entwicklungsraum fiir exzellente Nachwuchsgruppen und potenziell neue Richtungen am IOM fungiert. Die
Forschungsbereiche und der Inkubator werden zusdtzlich von vier Querschnittseinheiten unterstiitzt. Sie bieten ein breites
Leistungsportfolio auf den Gebieten Simulation, Werkzeuge (Entwicklung und Bereitstellung teils einzigartiger Plasma- und
Strahlwerkzeuge), Analytik sowie Transfer (iber ein eigenes Applikationszentrum.

Ultra-Prazisionsoberflachen

& lonenstrahl- und plasmajetgestitzte Ultra-Prazisionsformgebung
Plasmen und durch Plasmen induzierte Prozesse auf Oberflachen

N

lonenstrahlgestitzte Strukturierung und Glattung .
lonenstrahlprozesse

N

lonengestiitzte Deposition optisch funktionaler Schichten auf ultra-prazisen
Oberflachen

& Lasergestiitzte Mikro- und Nanostrukturierung

Photonen-induzierte Prozesse und Reaktionen
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Elektronenstrahlprozesse und Folgereaktionen

Grindung: 01011992 Barriere- und Prazisionsschichten

Direktor: Prof. Dr. André Anders
Finanzierung: Bund und Lander

Entwicklung von Strahl- und Plasmawerkzeugen fir Oberflaichenbearbeitung und -beschichtung

4 Photochemisch initiierte Beschichtungsverfahren Grundlagen der Entwicklung und Anwendung von Strahl- und Plasmawerkzeugen

Plasmagestiitzte Schichtabscheidung Entwicklung diagnostischer Werkzeuge und Methoden
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Rechtsform: Eingetragener Verein
getreg Entwicklung der deterministischen lonenimplantation fiir Anwendungen in der Quantentechnologie
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& lonenstrahlunterstiitzt synthetisierte/modifizierte Dinnschichten
Y 4

Strukturierte Beschichtungen Hertz-Elektronenstrahllabor - Materialmodifizierung und Spektroskopie mit hochenergetischen Elektronen

# Personal und Finanzierung
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Biokompatible und bioaktive Oberflachen

& Gele und Hydrogele & Oberflachensensitive Methoden und bildgebende Verfahren
& NIR-/MIR-Spektroskopie und Imaging

& Thermische Methoden und Resonanzspektroskopie

& Biofunktionale Oberflaichen und Nanoobjekte
& Mikrosystemtechnik fur biomedizinische Anwendungen

& LenA — Leipziger nanoAnalytikum

= Wissenschaftliches Personal = Forderung Bund und Lénder 2021 (in Mio. Euro)
= Wissenschaftsunterstiitzendes Personal = Eingeworbene Drittmittel 2021 (in Mio. Euro)
Stipendiaten*innen Drittmittelanteil am Gesamthaushalt

Oberflachen poroser Membranfilter

= Auszubildende

Am IOM sind die Themen Chancengleichheit, diskriminierungsfreie & Materialentwicklung mittels strahlenchemischer Synthesemethoden,

Zusammenarbeit, sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein wichtiger Phaseninversionsprozessen und auf Basis von Recyclingpolymeren & Erbringung von Forschungs- und Entwicklungsleistungen in Form von Auftragsforschung
Bestandteil der Institutskultur auf allen Organisationsebenen. & Strahlen-induzierte Modifizierungsreaktionen & Anpassung von Verfahrensschritten an Anwendungsanforderungen
v . & Implementierung in reale Anwendungen & Bereitstellung von Anlagen fur die Herstellung von Forschungsmustern und Kleinserien
# Nachwuchsforderung # Ausgrindungen ; ~ i
& Gemeinsame Entwicklung von anwenderbezogenen Pilotanlagen
& Strukturierte Graduiertenausbildung "Surface brlonplas
Engineering” in Kooperation mit BuildMoNa der Q CO a t pechnologies
Universitat Leipzig
& ,Junior Researchers Seminars” und Wissenschaftliche . / o B
Module zu Kernkompetenzen, Methoden und solarion CETELON & Schaltbare molekular-funktionalisierte Oberflachen
MOVING PHOTOVOLTAICS . afe_ e . .
Technologien am IOM Ihr Partner fiir Lacke & Oberflichenmodifizierung mit massenselektierten molekularen lonen
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